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Abstract (en)
[origin: DE4317916A1] For the isolation of argon, air is fractionated in a rectification system having at least one air fractionation column (3) and one
crude argon column. An argon-containing oxygen fraction (4) is taken from the air fractionation column (3) and introduced into a crude argon column
(5). In the upper region of the crude argon column (5), a crude argon fraction (6) is taken off and a first return liquid (7) is fed in. From the bottom
region of the crude argon column (5), a first residue fraction (8) is taken off. The crude argon fraction (6) is introduced into the lower region of a
semi-pure column (9). In the upper region of the semi-pure column (9), an argon fraction depleted in oxygen (10, 15) is taken off and a second return
liquid (11) is fed in. From the lower region of the semi-pure column (9), a second residue fraction (12) is taken off, this fraction forming the first return
liquid (7) for the crude argon column (5). <IMAGE>

Abstract (de)
Zur Gewinnung von Argon wird Luft in einem Rektifiziersystem mit mindestens einer Luftzerlegersäule (3) und einer Rohargonsäule zerlegt. Eine
argonhaltige Sauerstofffraktion (4) wird aus der Luftzerlegersäule (3) entnommen und in eine Rohargonsäule (5) eingeleitet. Im oberen Bereich
der Rohargonsäule (5) werden eine Rohargonfraktion (6) entnommen und eine erste Rücklaufflüssigkeit (7) aufgegeben. Aus dem unteren Bereich
der Rohargonsäule (5) wird eine erste Restfraktion (8) entnommen. Die Rohargonfraktion (6) wird in den unteren Bereich einer Halbreinsäule (9)
eingeleitet. Im oberen Bereich der Halbreinsäule (9) werden eine an Sauerstoff abgereicherte Argonfraktion entnommen (10, 15) und eine zweite
Rücklaufflüssigkeit (11) aufgegeben. Aus dem unteren Bereich der Halbreinsäule (9) wird eine zweite Restfraktion (12) entnommen, welche die erste
Rücklaufflüssigkeit (7) für die Rohargonsäule (5) bildet. <IMAGE>
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